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Profesor Andrzej Stréjwas

Profesor Carnegie Mellon University (CMU)

w Pittsburghu, swiatowej stawy specjalista

w dziedzinie statystycznych metod
projektowania, kontroli oraz diagnostyki procesu
produkcji uktadéw scalonych VLSI/ULSI, a takze
w wielu obszarach zwigzanych z ta tematyka,
takich jak diagnostyka uszkodzen w uktadach
scalonych czy tez modelowanie zjawisk
fizycznych w urzadzeniach produkcyjnych
stosowanych w mikroelektronice.

Absolwent Politechniki Warszawskiej oraz
Carnegie Mellon University, gdzie w roku 1982
obronit rozprawe doktorska Statistical Pattern
Recognition Based Method for IC Failure Diagnosis.
Od tego czasu prof. Stréjwas prowadzi aktywna
dziatalnos¢ badawcza, dydaktyczna ale réwniez
wdrozeniowq - jest zatozycielem i cztonkiem
Scistego kierownictwa firmy PDF Solutions,
Swiatowego lidera w dziedzinie optymalizacji

1 diagnostyki uktadéw ULSI.

Efektem 40-letniej pracy dydaktycznej

i badawczej prof. Stréjwasa w CMU jest
wypromowanie 47 doktorow, wspétpromowanie
ponad 50 oraz ponad 100 prac magisterskich.
Dorobek publikacyjny to 3 ksiazki, 10 rozdziatow
w ksigzkach, okoto 100 w petni recenzowanych
artykutéw oraz prawie 400 artykutéw na
najwazniejszych konferencjach naukowych.

Ze wspotpracownikami z PDF Solutions
opatentowat i zgtosit w sumie ponad

100 patentéw i wnioskéw patentowych,
majacych kluczowy wplyw na rozwoj przemystu
produkcji ukltadéw scalonych. Laureat licznych
nagréd za prace badawcze i dydaktyczne, w tym
nagrody Phil Kaufman Award za Pioneering
and Sustaining Contributions to Design for
Manufacturing za rok 2016. Nagroda ta jest
swoistym odpowiednikiem Nagrody Nobla

w dziedzinie Electronic System Design.



